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La tecnica de la cinta adhesiva la van utilitzar A. Geim i K. Novoselov per aillar grafe
el 2004 per primera vegada.

Actualment, es fan servir tecniques que apliquen forces de fragmentacio (moli de
boles, ultrasons, etc.) per separar i exfoliar les capes de grafe.
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S'aplica un corrent electric entre una o dues Les molecules de solvent (DMSO, DMF, Altres atoms
barres de grafit que actuen com a electrodes.  etc.) s’intercalen entre les capes del grafit. Descomposicié FormaaR e trnetires Formaci6 de grafé per
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La qualitat dels materials de grafe depen de ’absencia de defectes a la
capa, el nombre de capes i I’area de les capes de I’estructura cristal-lina.
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» Métode de Hummer (més
utilitzat)

» Metode de Staudenmaier
« Métode de Hofmann

N =1 grafe

N <3 @ grafe

N £ 5 grafé de poques capes

N = 10 grafé de muiltiples capes

» Térmica

* Electroquimica

* Quimica: NaBH,, N,H,,
AlH3, agents reductors no
contaminants (sucres,
soluci6 de te, ..)

» Fotocatalitica

Oxid de grafé
O Grups que contenen oxigen

El metode que s’utilitza per produir materials de grafe (o grafenics) depen de la
quantitat i qualitat requerides en 1’aplicacio a que es destini: com més gran és la
qualitat dels materials de grafe, millors propietats presenten i més car és el metode
d’obtencid.
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